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Filtros de Intensidad Modulada

Técnica avanzada en

Radioterapia.

Mayor cuidado de tejido sano y
alta dosis a tumor comparado con
el tratamiento  Tridimensional
conformado (3DCRT)

Filtros altamente tallados
modifican la fluencia del haz de
fotones.

Las propiedades de atenuacion de
las aleaciones son investigadas
antes de su uso para fabricacion
de los filtros.
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Filtros de Intensidad Modulada

A El métodoadoptadgarael ajustepor
atenuacion por el pl ani ycador
CAT3D MEVIS es el desarrollado
por )

A Donde considera4 coey c iqgeent es
tomanen cuentaendurecimiento

del haz, dependencialel tamafode
campo\y atenuacioriueradel eje

Imod y 10 representan la p u e nroodwdada deseada y la p u e ndeicanpo abierto respectivamente, el
Cc 0 e y c ideeatehuacion efectivo del pencil beam es denotado por p y el espesor de camino del haz
por el material tcomp(x, y), los pardmetros S y r representan la medida del campo de tratamiento (con
un campo cuadrado equivalente SxS) y la distancia fuera del eje respectivamente.
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